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雙面研磨機 / 拋光機 

 

單位：mm 

型式 

規格 
4B 6B 9B 12B 

Model 

Specifications 

研磨盤直徑 265φ×114ψ×16T 374φ×150ψ×20T 630φ×245ψ×30T 753φ×260ψ×40T Diameter of lapping plate 

最大加工直徑 70ψ 110ψ 180ψ 220ψ Maximum diameter of products 

夾具直徑 99.6ψ(PCD) 139.3ψ(PCD) 228.5ψ(PCD) 283.6ψ(PCD) Diameter of carrier (PCD) 

夾具數量 5枚 5枚 5枚 5枚 Number of carriers 

最小厚度 30μ 80μ 300μ 300μ Minimum thickness of products 

下盤轉速 0 ~ 60 RPM 0 ~ 60 RPM 0 ~ 60 RPM 0 ~ 60 RPM Rotating speed of lower lapping plate (PRM) 

反轉機構 CW & CCW CW & CCW CW & CCW CW & CCW Reversal mechanism of carrier 

研磨主馬力 0.75KW 1.5KW 3.7KW 5.5KW Main motor of lapping 

拋光主馬力 1.5KW 2.2KW 5.5KW 7.5KW Main motor of polishing 

尺寸 830×600×1700 930×700×1930 1480×880×2400 1610×1200×2400 Size 

重量 600KGS 800KGS 1800KGS 2600KGS Weight 
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